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Keksintd koskee sellaisen esiasteen stabi-
lointia, jota kaytet&&n MOCVD-reaktorissa
tietyista metallioksideista koostuvien
ohutkalvojen valmistamiseksi, tuomalla
esiasteeseen ligandi esiasteen synteesin
aikana ja suojaamalla esiaste siten ennen-
aikaiselta hapettumiselta, ydintymiselt§
ja hajoamiselta. Keksintd koskee myds mai-
nittua esiastetta. Esiaste koostuu addi-
tiotuotteesta, jolla on kaava M-E-T, jossa
M on alkalimetalli-, kupari-, nikkeli-,
koboltti-, mangaani- tai sinkkikationi,

E on kruunueetteri ja T on diketonianioni.

Uppiinningen avser stabilisering av =ttt
sddant foérstadium,  som anvandes i en

MOCVD: reakior for framstdllning av filmer

bestiende av vissa matalloxider, genom att

forstadiet under syn-
soydda férstadiet gente-
ion, nukleation och
sénaerfall. Férstacdlet bastar av en addi-
tionsproduk:s med formeln M-E-T, vari M &r

en alkalimetall-, koppar-, nickel-, ko-

cl.ar zinkkatjon, E Ay er

Kronsor oon T oA an diketcanjon.
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